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波長合成ダイレクト半導体レーザ

　100μmファイバから500Wを出力す
る半導体レーザ。半導体レーザは、効
率、信頼性やサイズ、コストの点か
ら他のレーザ技術より多くの利点があ
ることが認識されているが、これまで
その用途は輝度をあまり必要としない
熱処理、ろう付け、塗装のストリッピ
ングなどに限定されていた。

　波長合成ダイレクト半導体レーザは、
これまでの半導体レーザの20倍以上
の輝度を備え、金属の切断や溶接な
どの用途に必要な高輝度出力を誇り、
今後の材料加工用途において既存の
レーザを置き換える可能性を秘めたレ
ーザである。

（株）フェイラ
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産業用途DPSSレーザ
　独イノラス社（INNOLAS）では長年
産業業界で培ってきた技術をベースに、
産業領域で安定かつ長寿命で使用可
能なシステムを提供している。特に半

導体分野及びガラス切断分野ではグ
ループ会社で専門のシステム会社を持
ち、加工システムとして搭載販売をして
いる。1064nm〜266nm及びns〜ps
と幅広い製品ラインアップの提供を行
っている。
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